Zarzadzenie Nr 26/19
Rektora Politechniki Swigtokrzyskiej
z dnia 16 maja 2019 .

w sprawie ustalenia katalogu i wysokosci oplat zwigzanych ze studiami
wnoszonych przez kandydatéw na studia i studentéw
przyjetych na studia na rok akademicki 2019/2020

Na podstawie art. 79 i 80 ustawy Prawo o Szkolnictwiec Wyzszym i Nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.
1668 ze zm., zw. dalej Ustawa) w zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 27 wrzes$nia 2018 r. w sprawie studiow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) zarzadza sig,
co nastgpuje:

[Przepisy wstepne]

§ 1. 1. Ustala si¢ katalog i wysoko§¢ optat zwiazanych ze studiami, wnoszonych przez
kandydatow na studia i studentow przyjetych na studia na rok akademicki 2019/2020 w Politechnice
Swietokrzyskiej (zw. dalej Uczelnia) z wylaczeniem cudzoziemcdéw przyjetych na studia na rok
akademicki 2019/2020, optaty dla ktorych okresla Zarzadzenie Rektora Nr 19/19.

2. Zasady pobierania optat zwiazanych ze studiami oraz tryb i warunki zwalniania
z tych optat studentow okresla odrgbne zarzadzenie.

3. Dana optata winna by¢ wniesiona w walucie w jakiej zostala ustalona w niniejszym

zarzadzeniu.

[Katalog oplat]
§ 2.1. Uczelnia pobiera od studentow optaty za ustugi edukacyjne zwiazane z:

1) ksztalceniem na studiach niestacjonarnych;

2) powtarzaniem okreslonych zaje¢ na studiach stacjonarnych z powodu
niezadowalajacych wynikéw w nauce;

3) ksztatceniem na studiach w jezyku angielskim;

4) prowadzeniem zaje¢ nieobjetych programem studiow z wylaczeniem zajgé
uzupetniajacych efekty uczenia si¢ niezbednych do podjecia studiow drugiego
stopnia na okreslonym kierunku studiow;

2. Ponadto Uczelnia pobiera optaty za:

1) przeprowadzenie rekrutacji;

2) przeprowadzenie potwierdzania efektow uczenia sig;

3) wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu;

4) wydanie odpisu w jezyku obcym dyplomu ukonczenia studiéow i suplementu do
dyplomu, innych niz wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy;

5) wydanie duplikatu dyplomu ukonczenia studiéw i suplementu do dyplomu,

6) korzystanie z domow studenckich.



[Wysokos¢ oplat za ustugi edukacyjne]
§ 3. Wysoko$¢ optat za ustugi wskazane w § 2 ust. 1 dla poszczegdlnych kierunkow studiow

okresla zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

[Wysokos¢ oplaty rekrutacyjnej i oplat za wydanie dokumentéw]

§ 4. 1.Ustala si¢ wysokos¢ oplat: rekrutacyjnej i za wydanie dokumentéw wskazanych w § 2
ust. 2 pkt 1 i 3-5:

1) przeprowadzenie rekrutacji - 85 zt z wylaczeniem kierunku architektura, dla ktorego
wynosi ona 150 zt;

2) wydanie legitymacji studenckiej — 22 zt;

3) wydanie duplikatu legitymacji studenckiej — 33 zt;

4) wydanie odpisu w jezyku obcym dyplomu ukonczenia studidéw i suplementu do
dyplomu, innych niz wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy — 20 zl;

5) wydanie duplikatu dyplomu ukonczenia studiow i suplementu do dyplomu — 20 zt.

2. W ramach optaty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 kandydat na studia stacjonarne pierwszego
stopnia w jednym zgloszeniu moze wybraé maksymalnie trzy kierunki studiow wedlug swoich
preferencji. Postgpowanie rekrutacyjne w zakresie poszczegélnych kierunkéw prowadzone jest
zgodnie z podana przez kandydata w zgloszeniu kolejnos$cia.

3. Kandydat wnosi optate rekrutacyjna rowna najwyzszej optacie dla wybranych przez siebie

kierunkow.

[Wysokos$¢ oplaty za przeprowadzenie potwierdzania efektow uczenia sig|
§ 5. Optata za ustuge edukacyjna zwiazana z przeprowadzeniem potwierdzania efektow
uczenia si¢ na studiach wynosi 120,00 zlotych, za jeden punkt ECTS podlegajacy weryfikacji
(bez wzgledu na jej wynik).

[Wysokos¢ oplat za korzystanie z domow studenckich]

§ 6. Wysokos$¢ oplat za korzystanie z domow studenckich okresla Zarzadzenie Kanclerza
Politechniki Swietokrzyskiej Nr 8/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci optat
za zakwaterowanie w Domach Studenckich.

§ 7. Zgodnie z art. 80 ust. 3 Ustawy wysokos$¢ optat za prowadzenie zaje¢ nieobjetych
programem studiow oraz za korzystanie z domow studenckich moze zosta¢ zwigkszona w trakcie
cyklu ksztalcenia.

§ 8. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Rektor

prof. Wiestaw Trampczynski



